Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do reaktywnego trawienia jonowego (RIE).

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Rodzaje procesów
	Przygotowanie i strukturyzacja powierzchni podłoża in-situ technikami trawienia suchego. Zdejmowanie fotorezystów oraz masek z trawionych powierzchni.
	potwierdzić

	7.
	Komora reakcyjna
	Aluminiowa komora reakcyjna umożliwiająca trawienie warstw na płytkach: 

a) o średnicy 4” 

b) oraz na płytkach o nieregularnym kształcie i minimalnych wymiarach 5x5mm.

Kołnierz komory wyposażony w okienko wziernikowe umożliwiające obserwację plazmy. Zapewniona możliwość dostępu do komory reakcyjnej.
	potwierdzić

	8.
	Źródło plazmy
	RF generator (13,56MHz), wyposażone w układ automatycznego dopasowania.

Moc maksymalna: 300W, regulowana w zakresie 20-300W.
	potwierdzić

	9.
	Układ pompowy 
	a) układ zapewniający próżnię rzędu : 1,2E-06 bara. 

b) szybkość pompowania: ≥400l/sek.

c) pompa obrotowa i turbomolekularna
d) układ próżniowy odporny na gazy korozyjne.

e) automatyczny system pomiaru i kontroli ciśnienia.
	potwierdzić


	10.
	Elektroda
	a) wykonana z aluminium

b) chłodzenie elektrody wodą

c) z układem grzewczym/ chłodzącym (chiller): 0-70oC, podłączonym podczas instalacji

d) zapewnienie możliwości okresowego czyszczenia elektrody i przestrzeni wokół niej.
	potwierdzić

	11
	Linie gazowe
	a) gazy reakcyjne: CF4, O2, Ar, CH4, H2, SF6
b) 6 linii gazowych

c) wyposażone w MFC.

d) odporne na gazy korozyjne.
	potwierdzić

	12
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie sterujące urządzenia RIE i wszystkie aplikacje specjalistyczne, występujące w oferowanym urządzeniu muszą być uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows XP Pro, kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows oraz zapewniać działanie urządzenia RIE z istniejącym systemem ICP firmy Oxford Instruments.
	potwierdzić

	13
	Komputer PC z monitorem LCD 
	procesor: Intel Core 2 Duo, min. 2.33GHz, 4 MB cache

pamięć: min. 2 GB RAM

karta graficzna: min 256 MB

dysk twardy: min 160 GB (SATA)

nagrywarka DVD ± RW (SATA)

system operacyjny Windows XP Pro

monitor LCD min.19” , klawiatura, mysz, karta sieciowa.
	potwierdzić

	14
	System kontroli procesu
	Wyposażenie urządzenia RIE  w system detekcji końcowego punktu trawienia - „end point detector” (EPD). 
	potwierdzić

	15
	Neutralizator gazów poreakcyjnych  (scrubber)
	Zapewniony, właściwy dla gazów wymienionych w pkt. 11.
	potwierdzić

	16
	Interfejs
	Zapewnione dołączenie urządzenia, podczas instalacji, do śluzy załadowczej urządzenia ICP firmy Oxford Instruments zainstalowanego w laboratorium Zamawiającego. Typ śluzy: model czteropozycyjny TS2/VS, kołnierz umożliwiający podłączenie kolejnego modułu do śluzy stanowi prostokąt o wymiarach zewnętrznych 13x34cm, zgodnie z rysunkiem  załączonym do SIWZ.
	potwierdzić

	17
	Test akceptacyjny dwuetapowy
	Wstępny test akceptacyjny przeprowadzony zostanie w siedzibie producenta urządzenia i obejmował będzie następujące testy trawienia:

1. trawienie warstw SiO2:

- szybkość trawienia: >=50nm/min.

- profil trawienia: 90o±3o
- zatrzymanie procesu na podłożu szafirowym.

2. trawienie warstw ZnO:

- szybkość trawienia: 25-100nm/min.

- głębokość trawienia: 1 µm

3. trawienie warstw epitaksjalnych o niewielkich grubościach MAX (Ti3SiC2; Ta2SiN)

- szybkość trawienia: 25-100nm/min.

- głębokość trawienia: 20-300nm

- zatrzymanie procesu na podłożu krzemowym/SiC.

4. trawienie warstw Si3N4:

- szybkość trawienia: 50-100nm/min

- głębokość trawienia: do 1 µm

- profil trawienia: 90o±3o

- zatrzymanie procesu na podłożu GaN

5. usuwanie z powierzchni próbek fotorezystów.

6. selektywne usuwanie z powierzchni próbek tlenkowych masek (np.SiO2)

Końcowy test akceptacyjny  przeprowadzony zostanie w siedzibie Zamawiającego i obejmował będzie w/w próby trawienia. Dla obu testów akceptacyjnych próbki testowe dostarczone zostaną przez Zamawiającego.
	potwierdzić

	18
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie 20 tygodni od daty podpisania umowy
	podać termin wykonania zamówienia

	19
	Bezpłatne szkolenie dwóch osób, w siedzibie Zamawiającego 
	Szkolenie dwuetapowe:

- pierwszy etap po instalacji urządzenia

- drugi etap po ok. 3 miesiącach po odbiorze urządzenia.
	potwierdzić

	20
	Instrukcja obsługi, instrukcja programowania oraz dokumentacja techniczna  w języku angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	21
	Części zużywalne w okresie gwarancji urządzenia
	zapewnione
	podać wykaz części zużywalnych

	22
	Dostępność części zamiennych
	zapewniona w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	23
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania 
	zapewniona w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	24
	Serwis pogwarancyjny 
	zapewniony w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	25
	Wsparcie techniczne i technologiczne 
	zapewnione w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	26
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji

	27
	Wymagania instalacyjne
	zapewnione
	podać wymagania instalacyjne urządzenia 


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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